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Wynalazek dotyczy odzyskiwania dwu-
tlenku siarki z mieszanin gazowych przez
absorpcje w cieczy chlonnej, zlozonej z
wody i jednej albo kilku zasad organicz-
nych, np. aniliny, pirydyny, chinoliny albo
surowej ksylidyny, otrzymanej przez re-
dukcje nitro - ksylenu i nastgpujace potem
odpedzanie. Skutecznos$é zregenerowanego
roztworu zwykle maleje stopniowo wskutek
gromadzenia si¢ w nim kwasu siarkowego,
pochodzacego z gazéw lub z utlenienia
cze$ci dwutlenku siarki.
jest prawdopodobnie luzno zwiazany z za-
sada albo zasadami organicznymi.

Proponowano juz dodawanie do cieczy
chlonnej tlenkéw, wodorotlenkéw, wegla-

Kwas siarkowy’

néw lub siarczynéw potasowcéw, amonn
lub magnezu, ktore rozkladaja siarczany
zasad organicznych na wolne zasady orga-
niczne i siarczany nieorganiczne, rozpusz-
czalne w wodzie, oraz usuwanie siarczanéw
nieorganicznych badz to przez krystaliza-
cje, badz tez przez odcigganie wodnego
roziworu lub jego czesci i zastepowanie go
w calosci lub czesciowo woda.

Usuwanie niepozadanego kwasu siarko-
wego z cieczy pochlaniajacych, zlozonych
z wody i jednej lub kilku zasad organicz-
nych, mozna uskuteczniaé réwniez traktu-
jac ciecz, ktora zawiera znaczne ilosci roz-
puszczonego dwutlenku siarki, zwiazkiem
wapnia.
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Kwas siarkowy zostaje przy tym:’
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stracony w postaci siarczaau wapniowego i

mozna go usunaé przez odsaczenie,
Wedlug wynalazku traktowanie wap-

nem lub innymi zwiazkati wapnia usku-

tecznia sie w obecnosci siarczanow raz;,

" tlenku siarki zawartego w tej cieczy, na-

stepnie warstwe wodna albo jej czes¢ w
obecnosci znacznych ilosci rozpuszczonego
dwutlenku siarki i siarczanu rozpuszczalne-
go traktuje sie zwigzkiem wapniowym lub

puszczalnych, ktére same nie wywieraja u\gﬁiz”ami wapniowymi, zdolnymi do stra-

sziedliwego wplywu ma.wlasciwosci ab-
sorpcyiii‘g%“”zdolnos’é regenerowania
si¢ cieczy chlonnej. Odpowiednimi siar-
czanami rozpuszczalnymi sa sfasczan sodo-

wy, potasowy'i amonowy. Zawart-o?&??s@ar-_,.=

czanu mozna ottzymaé zobejétniajac wy-
tworzony na poczatku kwas siarkowy od-
powiedniag zasada, np. weglanem sodowym,
wodorotlenkiem sodowym lub amonowym,
az do osiagniecia zadanego stezenia siar-
czanu w cieczy krazacej. Mozna réwniez
dodawaé odpowiedniego siarczanu do po-
czatkowej mieszaniny albo tez do jej cze-
$ci, ktéra po uzyciu w urzadzeniu podda-
je sie specjalnej obrébce w celu usunigcia
wolnego kwasu siarkowego. .

Ilos¢ siarczanu rozpuszczalnego mozna
zmieniaé w szerokich granicach, lecz ko-
rzystna jest taka Ho¥é, przy ktérej za po-
moca obrobki drobnej czesci roztworu moz-

‘ ha*.gqunqé W _postaci siarczanu wapniowego
takq ilo$é sia¥czanu, ktéra jest rownowazna
zawartosci wolnego kwasu siarkowego w
caltej cieczy. Podczas zawracania tej drob-
nej czesci do glownej masy roztworu cala
ilosé wolnego kwasu siarkowego zostaje zo-
bojetniona. Srodowisko wodne powinno za-
wieraé siarczanu obojgtnego co najmniej
50 g w litrze,

W celu usuwania kwasu siarkowego
mozna obrabia¢ §rodowisko wodne w obec-
nosci zasad organicznych, lecz o wiele ko-
rzystniej jest — ze wzgledu na tatwosé po-
stepowania oraz obniZenie strat cennych
zasad organicznych — oddzielaé s$rodowi-
sko wodne przed obrébka. A zatem zgodnie
z wynalazkiem ciecz, ktérej uiyto do po-
chlaniania SO, z mieszaniny gazowej, roz-
dziela sie na warstwe wodna i warstwe za-
sady organicznej przez odpedzenie dwu-

cenia siafczanu wapniowego.

Stracanie siarczanu wapniowego najle-
ptej jest uskuteczniaé¢ w temperaturze w
prsgblizeniu pokojowej, chociaz mozna

. stosowaé réwniez wyzsze temperatury pod
" warunkiem, by roztwér nie tracil zbyt wiele

dwutlenku siarki.

Wolny kwas siarkowy moze si¢ groma-
dzi¢ do pewnej zadanej ilosci, mozina na
przyktad pozwolié mna osiagniecie zawar-
tosci 10 g¢ w litrze przed rozpoczeciem u-
suwania. Najlepiej jest jednak utrzymy-
waé ilosé wolnego kwasu siarkowego okolo
0 albo na wartosci zupelnie niskiej, np.
0,25 g w litrze, gdyz przy wigkszych stegze-
niach kwasu siarkowego wydajnosé zabiegu
pochlaniania i regeneracji dwutlenku siarki
maleje i konieczng si¢ staje obrobka znacz-
nie wickszej czesci cieczy w celu doprowa-
dzenia z powrotem cieczy krazacej do
punktu w przyblizeniu obojetnego.

Przyklad. Pochlanianie SO, wykony-
wa sig¢ przy uzyciu pochlaniacza zlozonego
z mieszaniny zasady organicznej oraz wod-
nego roztworu siarczanu sodowego, zawie-
rajacego 100 ¢ Na,SO, w litrze, i prowadzi
tak dlugo, az zawarto$é¢ wolnego kwasu
siarkowego w srodowisku wodnym wzros-
nie do 5 g w litrze. Catkowita ilosé kraza-
cego srodowiska wodnego wynosi 20 m®.
Z tego 5 m? odciaga si¢ z uktadu po zabiegu
regeneracji i traktuje stezonym SO, tak,
zeby ciecz zawierala do 120 g SO, w litrze.
Otrzymang ciecz traktuje si¢ nastgpnie w
temperaturze pokojowej 100 kg weglanu
wapnia w postaci papki wodnej, stracajac
w ten sposéb w postaci gipsu ilo§é rodnika
siarczanowego réwnowazna ilosci wolnego
kwasu siarkowego w catej masie pochlania-
cza. Stracony siarczan wapmia usuwa si¢



srzez odsaczenie i przesacz zawraca do
glownej masy pochlaniacza, w ktérym za-
wartosé wolnego kwasu siarkowego zostaje
w ten spos6b obnizona do 0.

niowego w obecnosci dwutlenku siarki, roz-
puszczonego w ilosci co najmniej 100 g na
litr, oraz rozpuszczalnego siarczanu w ilo-
$ci co najmniej 50 g w litrze.

..» 2. Sposéb wedlug zastrz. 1, znamienny

. 3
Zastrzezenia patentowe., "

1. Sposéb odzyskiwania dwutlenku
siarki z mieszanin gazowych przez absorp-
cje w cieczy chlonnej, zlozonej z wedy i

jednej albo kilku zasad organicznych, araz:

nastepujace potem odpedzanie z zastoso-
waniem zwigzkéw wapnia do usuwania
wolnego kwasu siarkowego z regenerowanej
cieczy chlonnej, znamienny tym, ze ciecz
uzyta do pochlaniania SO, z mieszaniny
gazowej rozdziela si¢ na warstwe wodna i
warstwe zasady organicznej przez odpe-
dzanie dwutleku siarki, po czym warstwe
wodna albo jej cze$é traktuje sie zwiaz-
kiem wapniowym lub zwigzkami wapniowy-

mi, zdolnymi do stracania siarczanu wap-

“tym, Ze malg cze§é warstwy wodnej traktu-
je sie taka iloscia zwiazku lub ';wia:tkéw
wapnia, ze straca si¢ ilesé aPczanu wap-
niowego, réwnowazng ilosci wolnego kwasu

- siarkowego, zawartego w calej masie cieczy

c'_:_lilsﬁﬁei, po czym osad usuwa sig, a prze-
sacz dodaje sig¢ z powrotem do glownej ma-
sy cieczy.

3. Sposéb wedlug zastrz. 1 — 2, zna-
mienny tym, ze stezenie kwasu siarkowego
w krazacej cieczy utrzymuje si¢ ponizej
0,25 g w litrze.
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